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Ismert szabadalmak

L.sz. CN1702232

Ag* oldata — beaztat - redukalo oldat - Ag
reszecske.

L.sz. JP2307968

Fonal impregnalasa Cu* vagy Ag*
vizUvegoldattal.

L.sz.US7232777

Polimerrel stabilizalt ezustrészecske textilen.



Ismert szabadalmak

L.sz.CN1804203

Ag* a ruhan — hozzaadva Sn?* - Ag*
redukalddik és az oxidalédo Sn2+-Sn#* segiti
a kotést a textilhez

L.sz.KR20020062535

Zsirsav-szulfonatokkal segitette az ezust
megtapadasat.

L.sz.DE102005031711

70 nm-es reszecskekbdl 28-800 mg/kg



Ismert szabadalmak

L.sz.KR20050022502

1-70w% kolloid ezust oldatot belevasalnak a
textiliaba gozolos vasaloval

L.sz.KR20020062535

92w% ezust és 8w% aluminium otvozetével
kezelték a zsirsav-amiddal kezelt textiliat



‘ Fixation of Ag nanoparticles on textile

AgNO; solution

Conditions:
* irradiation power: 1000 W
* irradiation time: 10 min

* immersion time: 2 hours




TEM images of silver nanoparticles |I.

. N . .
& 100 A




'SEM images of Ag-textile I.

pure textile
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'SEM images of Ag-textile IIl.
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SEM images of Ag-textile IlI.
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Antimicrobial and bactericidal assay |.

Fungus
Aspergillus fumigatus (pathogen)
Candida albicans (pathogen)

Bacterias
Escherichia coli (Gram-)
Pseudomonas aeroginosa (Gram-)
Streptococcus faecalis (Gram+)
Staphylococcus aureus (Gram+)



Antimicrobial and bactericidal assay II.

i Aspergillus Pseudomona
= . fumigatus S aeruginosa
+ )
Candida Streptococcus
albicans faecalis
Escherichia Staphylococcus
coli aureus
substrate
STERILIZATION INOCULATION
120 °C

20 min



‘ Antimicrobial and bactericidal assay lll.

Time: 2 days

Temperature: 30 °C



PVP-vel stabilizalt Ag nanorészecske

Nanodiszperziés kozeg: desztillalt viz, etilénglikol
Ezust koncentracio 0,5 és 2,0 m/m%

PVP koncentracié allandé (0,4 m/m%)

NaBH, redukalas céljabdl (Ag/BH*=1)

Mlszerek: magneses kever6
Ultrahangos homogenizator

Részecskeméret meghatarozas: TEM



0,5 m/m% ezust
kOzeg: desztillalt viz

Magnesen keverd Ultrahangos homogenizator
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0,8 m/m% ezust
kOzeg: desztillalt v




1 m/m% ezUst
kOzeg: desztillalt viz

Magnesen kevero6

2 m/m% ezus




Funkcids csoporttal ellatott Ag nanorészecske

EzUst koncentracio 0,5 m/m%
Kozeg: desztillalt viz
Mulszer: Ultrahangos homogenizator

Részecskemeéret meghatarozas: TEM




Ismert alkalmazasok

Mosogepek vizbevezeto rendszerebe ezust
lap, a kioldodo ionok elvegzik a fertotlenitest

Honvedsegi viztisztitokban vizfertotlenitésre

Sokak altal hasznalt mianyageszkozok
feluletkezelese

egerek
telefonok miért nem?



